第1回産総研　グリーンサステイナブルケミストリー　成果発表会

　　　　　　　　　　～～～環境に優しい化学技術の新展開

主催：独立行政法人　産業技術総合研究所
協賛　グリーン・サステイナブル・ケミストリー・ネットワーク（ＧＳＣＮ）
（社）化学工学会、（社）高分子学会、（社）日本化学会、（社）化学情報協会、

（社）新化学発展協会、（社）日本化学工業協会、（財）化学技術戦略推進機構、

　　（財）化学物質評価研究機構、（財）バイオインダストリー協会、（独）産業技術総合研究所

日時：平成16年1月30日（金）
　　　10：00～17：00（発表会）、17：00～18：00（ポスターセッション）、18：00～19：30（交流会）

　場所：ホテルラングウッド　2F 飛翔（発表会会場）

　〒116-0014　東京都荒川区東日暮里5-50-5　　TEL 03-3803-1234（代表）

聴講：無料（交流会参加費3,000円）

問合せ・申込先　　財団法人 日本産業技術振興協会　広報課

HP（http://www.jita.or.jp）よりお申込み下さい。申し込み締め切り：平成１６年１月１６日（金）
〒305-0046　つくば市東1-1-1 中央第4事業所4-10　　TEL : 029-855-1255   FAX : 029-855-1279

【プログラム】
10:00～10:10　開会の挨拶　　（物質プロセス研究部門）伊ヶ崎文和

10:10～10:40　特別講演　産業技術立国再生とＧＳＣの役割

　　　　　　（経済産業省　製造産業局　化学課　機能性化学品室長）河本　光明
10:40～11:10　特別講演　世界の化学系企業におけるGSC、その理念と実施状況について

　　　　　　（旭化成株式会社　特別顧問）瀬田　重敏
11:10～11:30　産総研のGSCへの取り組み

　　　　　　（環境調和技術研究部門　部門長）春田　正毅
11:30～11:55　軽油のサルファーフリー化に向けた触媒技術

　　　　　　（環境調和技術研究部門　クリーン燃料グループ長）葭村　雄二
11:55～12:20　酸化的カルボニル化によるＰＣの直接合成

　　　　　　（高分子基盤技術研究センター　高分子合成チーム長）杉山　順一
12:20～13:15　昼休み

13:15～14:15　特別講演　持続型社会実現のためのグリーンケミストリー

　　　　　　（東京大学　生産技術研究所　教授）安井　　至
14:15～14:40　超臨界水を利用した環境に優しい有機合成法の開発

　　　　　　（超臨界流体研究センター　流体特性解明チーム長）生島　　豊
14:40～15:05　ホスゲン代替としての二酸化炭素利用技術

　　　　　　（物質プロセス研究部門　分子触媒グループ長）坂倉　俊康
15:05～15:20　休　憩

15:20～15:45　Pd膜を利用した還元的水酸基導入反応

　　　　　　（メンブレン化学研究ラボ　主任研究員）丹羽　修一
15:45～16:10　シリカライト分離膜を用いるバイオエタノール生産プロセスの研究

　　　　　　（環境調和技術研究部門　グリーンプロセスグループ主任研究員）池上　　徹
16:10～16:35　ＬＣＡにおける環境影響評価手法の開発

　　　　　　（ライフサイクルアセスメント研究センター　LCA手法研究チーム長）伊坪　徳宏
16:35～17:00　フロン代替洗浄剤の開発

　　　　　　（フッ素系等温暖化物質対策テクノロジー研究センター　合成チーム研究員）水門　潤治
17:00～18:00　ポスターセッション　（３８課題）
18:00～19:30　交流会

18:00～19:30　閉会の挨拶　　　　　　（環境調和技術研究部門　副部門長）浜田　秀昭
